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摘要(译)

一种相位差基板，具备基板(210)和固体化液晶层(230)，所述固体化液晶层(230)被支持在所述基板上，形成为由相同材料形成的连
续膜，具有光学各向异性。所述固体化液晶层包含第1至第3区域，所述第1至第3区域分别由A副区域及B副区域这两个副区域构
成，所述第1区域的A副区域的面内双折射率比所述第2区域的A副区域大，所述第3区域的A副区域的面内双折射率比所述第2区域的
A副区域小，所述第1区域的B副区域的面内双折射率与第3区域的B副区域相同，且比所述第1区域的A副区域小，比所述第3区域的
A副区域大。
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